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Изучено влияние внешнего электрического поля на динамику лазер­
ной плазмы в воздухе и осаждаемые на подложку пленки. Плазма ини­
циировалась на алюминиевых и графитовых мишенях серией импульсов 
излучения лазера (X = 1.064 мкм, т = 30 нс, Е« 60 мДж, пятно облучения 
dn « 200 мкм), следующих с ча­
стотой f« 50 кГц. Внешнее элек­
трическое поле создавалось по­
стоянным напряжением U (от -5 
до +15 кВ), подаваемым на ми­
шень, при этом дополнительный 
электрод, служивший электриче­
ским зондом, заземлялся.

Выявлено различие зависи­
мостей спектров лазерной плаз­
мы и тока с мишени (зонда) от 
напряженности внешнего поля 
(рис. 1) для 1- и 2-го лазерных 
импульсов серии. Обнаружен 
многократный рост скорости 
осаждения углеродных пленок 
на стеклянную подложку и из­
менение размеров осаждаемых 
частиц (рис. 2) с увеличением 
напряженности внешнего поля, 
зависящие от полярности при­
ложенного напряжения и усло­
вий лазерного облучения, что 
может использоваться для опти­
мизации технологий лазерно- 
плазменного напыления пленок.
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Рис. 1. Ток с мишени
7-2
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Рис. 2. Структура углеродной пленки, 
осажденной из лазерной плазмы: 
а - без внешнего электрического поля; 
б - при напряженности поля 5 кВ/см 

(поле зрения 250*250 мкм)
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